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(54) Verfahren zur Herstellung eines einseitigen textilen Polstoffes

(65) Verfahren, einseitiger Polstoff, textiles Fidchengebilde, Widerhakennadeln, zwei aufeinanderfolgende
Arbeitsginge, wechseinde Wirkungsrichtung, unterschiedliche Einstichtiefe R

(67) Verfahren zur Herstellung eines einseitigen textilen Polstoffes. Mit dem Verfahren wird aus einem textilen
Flachengebilde ein Polstoff hergestellt, dessen Polmaterial vorwiegend aus der der Polschicht zugewandten
Grundschicht entnommen ist. Erreicht wird dies dadurch, daB das textile Fldchengebilde in zwei
aufeinanderfolgenden Arbeitsgangen mit wechselnder Wirkungsrichtung und unterschiedlicher Durchstichtiefe von
Widerhakennadeln durchstochen wird. Das Polmaterial weist dadurch eine fiir die Oberflache ausreichende
Einbindung und keinen zu hohen Dichtegradient im Querschnitt der Grundschicht auf.
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1. Verfahren zur Herstellung eines einseitigen textilen Polstoffes, gekennzeichnet dadurch, daR ein
textiles Fldchengebilde mit Widerhakennadeln nacheinander mit wechselnder Wirkungsrichtung
der Widerhaken so durchstochen wird, daB die das Polmaterial bildenden Faser- oder
Elementarfadenteile zuerst von den Widerhaken vorwiegend aus der der spéteren Polschicht
zugewandten Seite des die Grundschicht bildenden textilen Fldchengebildes erfalt und teilweise
aus die der spateren Polschicht abgewandten Seite des die Grundschicht bildenden textilen
Flachengebildes herausgezogen werden und dann von den Widerhaken mit entgegengesetzter
Wirkungsrichtung erfa3t und aus der der Polschicht zugewandten Seite des die Grundschicht
bildenden textilen Fldchengebildes so herausgezogen werden, daB die Polschicht vorwiegend aus
Faser- oder Elementarfadenteilen der der Polschicht zugewandten Seite der Grundschicht besteht
und daf3 diese Faser- oder Elementarfadenteile weitestgehend im gesamten Querschnitt des die
Grundschicht bildenden textilen Fiichengebildes eingebunden sind. : ‘

2. Verfahren nach Anspruch 1, gekennzeichnet dadurch, da8 beim Durchstechen mit Einstich- und _

~ Widerhakenwirkungsrichtung von der der spéteren Polschicht zugewandten Seite der Grundschicht
hdchstens 8 Widerhaken je Nadel das die Grundschicht bildende textile Fladchengebilde
durchstechen und der DurchstoRweg des ersten durchstoRenden Widerhakens nicht groRerist als
die 12fache Grundschichtdicke und das beim Durchstechen mit Einstich- und
Widerhakenwirkungsrichtung von der der spateren Polschicht abgewandten Seite der Grundschicht
mindestens 3 Widerhaken je Nadel das die Grundschicht bildende textile Fladchengebilde
durchstechen und daR der DurchstoBwerg des ersten durchstoRenden Widerhakens groRRer ist als-
die 0,75fache Grundschichtdicke. _

3. Verfahren nach Anspruch 1 und 2, gekennzeichnet dadurch, daR? die wechselnde Nadeleinstich-

'bzw. Widerhakenwirkungsrichtung erreicht wird durch die Anwendung von zwei getrennten
Nadelpassagen mit wechselnder Lage der Grundschicht oder mit einer Nadelpassage mit zwei
Bereichen mit Widerhakennadeln jeweils anderer Widerhakenwirkungsrichtung oder mit einer
Nadelpassage mit Widerhakennadeln, die jeweils Widerhaken gegenseitiger Wirkungsrichtung
aufweisen.

Anwendungsgebiet der Erfindung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines einseitigen textilen Polstoffes durch mechanisches Nachbehandeln
von textilen Fldchengebilden in Form von Geweben, Gestricken, Kettengewirken und Né&hgewirken fiir deren Einsatz als
Oberbekleidung, als Dekorationsstoffe oder Haushalttextilien.

Charakteristik des bekannten Standes der Technik

Es ist bekannt, die Oberfl4che von textilen Flachengebilden durch Rauhen oder Schmirgeln zu einer Polschicht mit florartigem
Charakter zu verdndern, indem bei diesen Prozessen ein Zerstéren und/oder Herausziehen von Elementarfiden und/oder Fasern
oder Teilen von denen aus einer begrenzten Querschnittsschicht des textilen Flachengebildes erfolgt.

Nachteilig sind hierbei Materialveriuste und das Auftreten von ungleichméBigen mageren Oberflacheneffekten.
Verfahrenstechnisch gibt es auch verschiedene Varianten der mechanischen Nachbehandlung von textilen Flachengebilden
durch senkrecht zum Querschnitt durchstechende Widerhakennadein, um durch Zerreiien von Elementarfiden und/oder
Fasern und/oder Herausarbeiten von Fasern, Elementarfaden- oder Faserteilen aus der Oberfliche des textilen Flachengebildes
eine rauhflorahnliche Poischicht auszubilden (DD-PS 158259, DD-PS 153502 und DD-PS 230571). Dabei wird zum Erreichen
eines einseitigen Polstoffes das textile Flachengebilde von den Widerhakennadein so durchstochen, daf diese zuerst in die der
spateren Polschicht abgewandten Seite der Grundschicht eindringen, aus dieser Querschnittsschicht des textilen
Flachengebildes Fasern oder Elementarfaden bzw. Teile von denen erfassen und durch die der spateren Polschicht zugewandten
Grundschichtseite hindurchziehen und als Polschicht anordnen. Das Poimaterial wird also vorwiegend aus der der spéteren
Polschicht abgewandten Seite der Grundschicht gebildet, was zu relativ lockeren Einbindungen des Polmaterials in die
Grundschicht, zu erhdhten Verdichtungen der der Polschicht zugewandten Seite der Grundschicht mit entsprechenden
Versteifungseffekten-und zur Farbtonénderungen fithren kann.

Ziel der Erfindung

Die Erfindung hat das Ziel, durch mechanisches Nachbehandeln textiler Flachengebilde mittels durchstechender
Widerhakennadeln einseitige Polstoffe mit erhéhter Oberflachenbestandigkeit bei geringer Verdichtung herzustellen.
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Darlegung des Wesens der Erfindung

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, aus einem textilen Fldchengebilde einen einseitigen Polstoff herzustellen, dessen
Polmaterial vorwiegend aus der der Polschicht zugewandten Seite der Grundschicht entnommen und moglichst festim
gesamten Querschnitt der Grundschicht eingebunden ist.
Die Aufgabe wird dadurch geldst, daR das textile Fldchengebilde in zwei Arbeitsgdngen mit wechselnder Wirkungsrichtung und
mit unterschiedlicher Durchstichtiefe von Widerhakennadein durchstochen wird.
Dabei erfoigt erfindungsgemaR der erste NadelprozeB als Erfassen des spéteren Folmaterials aus der der spéteren Polschicht
zugewandten Seite der Grundschicht und als zeitweises Anordnen auf die der spateren Polschicht abgewandten Seite der
Grundschicht, indem die Widerhakendurchstichrichtung von der Seite der spéteren Polschicht aus erfolgt und indem Nadelart
und Einstichtiefe so gewahit werden, daB hochstens 8 Widerhaken jeder Nadel das die Grundschicht bildende textile
Flachengebilde durchstechen und der DurchstoBwerg des ersten, durchstoBenden Widerhakens nicht groRer ist als das 12fache
der Grundschichtdicke.
Somit ist gewahrleistet, dal auf der der spateren Polschicht abgewandten Seite der Grundschicht und auch zum Teil in deren
Querschnittsteil ausreichend Fasern, Faser- oder Elementarfadenteile vorwiegend aus der der spateren Polschicht zugewandten
Seite der Grundschicht als Polmaterial bereitstehen.
Im erfindungsgemafen zweiten NadelprozeR erfolgt das DurchstoRen des Polmaterials von der der spéteren Polschicht
abgewandten Seite der Grundschicht aus mit Ausbildung als Polschicht auf der anderen Seite der Grundschicht, indem vor dem
Einwirken der durchstoBenden Widerhakennadeln die aus der der spéteren Polschicht abgewandten Seite der Grundschicht
herausragenden Faser- oder Elementarfadenteile durch Druckbeanspruchung weitgehend umgelegt, also parallel zur
Grundschichtoberflache angeordnet werden, um von den nachfoigend durchstoBenden Widerhaken erfaf3t werden zu kénnen,
indem die Widerhakendurchstichrichtung von der der spateren Polschicht bildenden abgewandten Seite der Grundschicht

- erfolgt und indem Nadelart und Einstichtiefe so gewahit werden, da® mindestens 3 Widerhaken je Nadel das die Grundschicht
bildende textile Fldichengebilde durchstechen und der DurchstoRweg des ersten durchstolRenden Widerhakens groReristalsdas
0,75fache der Grundschichtdicke.
Damit wird gewéhrleistet, daf das Polmaterial eine fiir die Oberﬂachenbestandlgkelt des einseitigen Polstoffes ausreichende
Einbindung im gesamten Querschnitt der Grundschicht aufweist und daR iber den Grundschichtquerschnitt kein zu hoher
Dichtegradient als Ursache fiir unerwiinschte Versteifungswirkungen des Polstoffes eintritt.
AufRerdem wird mit der Anwendung des erfindungsgemaBen Verfahrens erreicht, dal3 die Oberflache der der Polse|te
abgewandten Seite des einseitigen Polstoffes eine leichte Aufrauhung aufweist, die bei Anwendung des einseitigen Polstoffes

. als Kleidungsstoff einen angenehmen Hautkontakteffekt darstellen kann.

Ausfithrungsbeispiel

Die Erfindung soll am nachfolgenden Beispiel ndher erldutert werden:

Ein Kammgarngewebe aus 100% PAN-F der Dicke 1,0mm und der Flachenmasse von 200g/m? soll mittels durchstechender
Widerhakennadeln in zwei Passagen so nachgenadelt werden, daf ein emsemger Polstoff mit einer rauhflordhnlichen
Oberflache entsteht.

Die Vernadelung erfolgt auf einer Nadelmaschine mit von oben nach unten durchstechenden Widerhakennadeln in zwei
Passagen unter folgenden Bedingungen:

1.Nadelpassage:

Einstichseite: Die spétere Polschicht bildende Seite des Kammgarngewebes
Nadelart: 15 X 18 x 40 x 3/2CB

Stichdicke: 200 Stich/cm?

Einstichtiefe: 13mm

Mit dieser Einstichtiefe und der eingesetzten Nadel sind beim tlefsten DurchstoRgang der Widerhakennadel 7 Widerhaken je
Nadel durch das die Grundschicht bildende Kammgarngewebe hindurchgetreten, der maximale Abstand des 1. Widerhakens zur
Gewebeunterseite betragt 6,6 mm.

2.Nadelpassage:

Einstichseite: . Die der spateren Polschicht abgewandte Seite des die Grundschicht bildenden Kammgarngewebes
Nadelart: 15 X 18 X 38 x 31/2CB2B/E

Stichdichte: 300 Stich/cm?

Einstichtiefe: 10mm

Mit dieser Einstichtiefe und der eingesetzten Nadel sind beim tiefsten DurchstoBweg der Widerhakennadel 4 je Nadel durch das
die Grundschicht bildende Kammgarngewebe hindurchgetreten; der maximale Abstand des 1. Widerhakens zur
Gewebeunterseite betrdgt 3,8mm. '
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